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电磁散射与逆散射作为雷达共性基础技术，对雷达探测、成像与识别等技术的研究和发展具有重

要的支撑作用。为了及时总结国内在电磁散射与逆散射研究方面的最新进展，推动相关技术的进步，

《系统工程与电子技术》（EI收录）计划推出“电磁散射与逆散射”专栏。现面向该领域专家学者征

集研究论文，欢迎投稿。

专栏主编

本次专栏征稿包括但不限于以下范围：

● 目标与环境电磁散射建模新方法

● 目标与环境电磁散射测量新方法

● 逆散射求解与成像新方法

● 雷达目标特征提取与识别新方法

● 与相关学科的交叉与融合

征稿方向

● 投稿截止日期

   2020年12月31日

● 录用通知日期

   2021年2月28日

《系统工程与电子技术》紧密围绕航天工程、国防科技等关键领域，及时报道国内外相关研究成果，推动

国家科技创新，为促进国内外科技成果交流和传播，搭建了高质量学术推广平台。本刊设置电子技术，传感器

与信号处理，系统工程，制导、导航与控制，通信与网络，可靠性等栏目，已被EI、Scopus、INSPEC、JST、

中文核心期刊要目总览、中国核心期刊（遴选）数据库、CSCD等国内外知名数据库收录。更多信息详见本刊

官方网站http://www.sys-ele.com，联系方式：010－68388406。

重要节点

1.请登录本刊网站（www.sys-ele.com），作者在线投

稿系统，按系统要求填写相关信息，上传稿件及相关文

件。提交论文时，请在文章题目末尾注明该文章为专

栏投稿，即文章题目格式应为“文章题目（电磁散射与

逆散射专栏）”。

2. 投稿模板及要求，请参见本刊官方网站的投稿指南。

投稿方式

Systems Engineering and Electronics


